2.8绘制草图1-8
绘图分析：该平面草图由圆和直线构成，中间是一个五角星，外围是一个转换为参考的圆。五角星可由1条直线进行阵列，然后进行修剪。
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绘图步骤如下：
（1）选取YZ平面进入二维草图工作环境。
（2）绘制轮廓线。单击【圆】，绘制R500的圆；单击【直线】，在圆内绘制一条直线。
[image: ]
（3）添加【几何约束】。单击【几何约束】按钮，选择【点在曲线上】命令，直线的上端点约束在圆和Z轴上，下端点约束在圆上。
[image: ]
（4）阵列直线。单击【阵列曲线】按钮， 选择要阵列的直线，圆形阵列，旋转点选择草图原点，数量为5，跨距为360°。
[image: ]
（5）添加几何约束。选择【几何约束】中的【重合】命令，依次选择两个端点。
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（6）转换为参考。选择R500的圆，按住鼠标右键选择转换为参考。
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